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発明の概要

【要約】磁気パターンを磁気記録媒体に転写する際の書き込み効率を⼗分に⾼くす
る。 ⼀様の磁化が付与されたスレーブ (１０)と、⼀様の向きの磁化が付与されたマス
ター ( 2 0 ) が準備される。次に、この状態のマスター(２０)と、スレーブ (１０)の
磁気記録層 (1 2)とを密着させる。この状態で前記のようにマスター(2 0 )にバイア
ス磁場 ( B 3 )を印加した場合には、第１磁性体層 (２２)の磁化は反転せず、第2磁性
体層 (２３)の磁化だけが反転するため、図 4 C に⽰されるように、記録磁場 (B ４)
が⽣成される。このため、バイアス磁場( B ３)とマスター(２０)を除去した後は、⾮
反転領域(１２Ｂ)における磁化を初期磁化(M０)とし、反転領域(１２Ａ)における磁化
をこれと逆向きの書き換え磁化(M１)とすることができる。
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